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摘要(译)

本实用新型涉及一种超声检查所用的耦合剂涂抹器，其包括一联接体，
在该联接体内开有一连通腔，在连通腔的入口处制有可与耦合剂瓶相联
接的螺纹联接部，其特点是：其还包括一与联接体一体设置的长轴状涂
抹体，在涂抹体内开有一两端封闭的挤出腔，该挤出腔与连通腔相连
通，在涂抹体上开有3-6个连通挤出腔的挤出孔，在位于挤出孔两侧的涂
抹体外表面上对称设有刮涂凸起。本实用新型可在挤出耦合剂的同时利
用涂抹体外表面上的刮涂凸起进行涂抹，其挤出速度快，涂抹快速、均
匀，其挤出量易控制，并具有结构简单、设计合理、使用方便、操作省
时省力的优点。
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